
PLD法（Pulsed Laser Deposition）とは

 ⾼性能を実現するフジクラの超電導線材製造技術

PLD法（Pulsed Laser Deposition）
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1kA超の臨界電流

• 超電導層の製造⽅法
• ホットウォール型PLD法はフジクラ独⾃開発
• ホットウォールと呼ばれる⾼温の壁で成膜エリアを囲う⽅式を採⽤することで、温度の安定化に成功し、
⾼品質な超電導層の形成が可能


